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See the notice on TED website

665827-2026 - Kilpailu
Sveitsi – Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja) – Un 
système de pulvérisation cathodique dédié à la déposition de couches minces 
supraconductrices de haute qualité
OJ S 187/2026 28/09/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: EPFL-Scientific Equipment
Sähköposti: jerome.butty@epfl.ch
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö
Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Un système de pulvérisation cathodique dédié à la déposition de couches 
minces supraconductrices de haute qualité
Kuvaus: L’EPFL, en collaboration avec l’Université de Genève (UNIGE), prévoit d’acquérir un 
nouveau système de pulvérisation cathodique dédié à la déposition de couches minces 
supraconductrices de haute qualité. L’équipement sera accueilli par le Centre de 
MicroNanotechnologie de l’EPFL (CMi). Le CMi est une installation centralisée dédiée à la 
micro/nano fabrication, centrale pour l’ensemble des facultés de l’EPFL, ouverte aux 
universités externes ainsi qu’aux industriels locaux (>600 utilisateurs actifs par an). Le nouvel 
équipement sera dédié à la recherche de pointe dans le domaine des détecteurs de photons 
uniques avec l’objectif de combler l’écart entre la fabrication à l’échelle laboratoire et celle à l’
échelle industrielle en permettant la déposition sur plaques de diamètre 200 mm. Une grande 
importance sera accordée non seulement à la qualité des dépositions et les propriétés 
supraconductrices des films minces, mais également à la facilité d’utilisation des équipements, 
à leur simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et à leur flexible, mais 
néanmoins robuste, capacité de contrôle de procédés de dépositions dans un environnement 
type R&D. Un grand intérêt sera également porté à la proximité et la réactivité du fournisseur 
pour l’ensemble du support technique et aux procédés. En lien avec les besoins de l’EPFL et 
les objectifs scientifiques du CMi et de l’UNIGE, une attention particulière sera placée sur les 
points suivants : ● Qualité, reproductibilité et uniformité des films supraconducteurs. ● 
Intégration avec nos infrastructures.
Menettelyn tunniste: 2ff1d4c4-0724-44b8-bcaa-4e1d247e13f6
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun 
ottamatta silmälaseja)

2.1.2.  Suorituspaikka

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/665827-2026
mailto:jerome.butty@epfl.ch
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2.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Lausanne
Postinumero: 1015
Maaryhmittely (NUTS): Vaud (CH011)
Maa: Sveitsi

2.1.4.  Yleistä tietoa
Lisätiedot: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des 
prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des 
dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire 
entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le serveur www.

 et télécharger elles-mêmes le cahier des charges et ses annexes, à la même simap.ch
adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de l'avancement du projet et de la disponibilité 
des crédits. - Afin de garantir l'actualité de l'information et l'égalité de traitement entre les 
soumissionnaires, seuls les documents remis après la date de publication de l'appel d'offres 
sur le serveur  seront pris en considération dans l'évaluation des offres.www.simap.ch
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Ilmoituksen nimi: Un système de pulvérisation cathodique dédié à la déposition de couches 
minces supraconductrices de haute qualité
Kuvaus: L’EPFL, en collaboration avec l’Université de Genève (UNIGE), prévoit d’acquérir un 
nouveau système de pulvérisation cathodique dédié à la déposition de couches minces 
supraconductrices de haute qualité. L’équipement sera accueilli par le Centre de 
MicroNanotechnologie de l’EPFL (CMi). Le CMi est une installation centralisée dédiée à la 
micro/nano fabrication, centrale pour l’ensemble des facultés de l’EPFL, ouverte aux 
universités externes ainsi qu’aux industriels locaux (>600 utilisateurs actifs par an). Le nouvel 
équipement sera dédié à la recherche de pointe dans le domaine des détecteurs de photons 
uniques avec l’objectif de combler l’écart entre la fabrication à l’échelle laboratoire et celle à l’
échelle industrielle en permettant la déposition sur plaques de diamètre 200 mm. Une grande 
importance sera accordée non seulement à la qualité des dépositions et les propriétés 
supraconductrices des films minces, mais également à la facilité d’utilisation des équipements, 
à leur simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et à leur flexible, mais 
néanmoins robuste, capacité de contrôle de procédés de dépositions dans un environnement 
type R&D. Un grand intérêt sera également porté à la proximité et la réactivité du fournisseur 
pour l’ensemble du support technique et aux procédés. En lien avec les besoins de l’EPFL et 
les objectifs scientifiques du CMi et de l’UNIGE, une attention particulière sera placée sur les 
points suivants : ● Qualité, reproductibilité et uniformité des films supraconducteurs. ● 
Intégration avec nos infrastructures.

5.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 38000000 Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun 
ottamatta silmälaseja)
Optiot: 
Optioiden kuvaus: Voir cahier des charges.

http://www.simap.ch
http://www.simap.ch
http://www.simap.ch
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5.1.2.  Suorituspaikka
Postitoimipaikka: Lausanne
Postinumero: 1015
Maaryhmittely (NUTS): Vaud (CH011)
Maa: Sveitsi

5.1.3.  Arvioitu kesto
Muu kesto: Tuntematon

5.1.4.  Uusiminen
Sopimuksen optiokausien enimmäismäärä: 0

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankintasopimuksen toteuttamiseen osoitetun henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys on 
ilmoitettava: Ei vielä tiedossa
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: Critères d’adjudication
Kuvaus käytettävästä pisteytyksestä, jos pisteytystä ei voida määrittää käyttämällä 
kriteerikohtaisia valintakenttiä: Les critères d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Tiettyjen hankinta-asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu
Tietoa rajoitetuista asiakirjoista on saatavilla osoitteessa: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Tilapäinen viestintäkanava: 
Nimi: Simap.ch

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Sallittu
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: englanti
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Vaihtoehtoiset tarjoukset: Sallittu
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 04/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Keski-Euroopan 
aika, Länsi-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 160 Päivät
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei vielä 
tiedossa

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyZmYxZDRjNC0wNzI0LTQ0YjgtYmNhYS00ZTFkMjQ3ZTEzZjYiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Plus d’informations dans la publication officielle 
sur simap.ch
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: kyllä
Rahoitusjärjestelyn kuvaus: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Tribunal administratif fédéral
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Voies de droit Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai 
de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les 
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante 
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces 
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément à l'art. 56, 
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à 
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio: EPFL-Scientific Equipment

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: EPFL-Scientific Equipment
Rekisterinumero: b0e84e68-ed68-4cbd-86d3-4f54aea147cc
Postiosoite: EPFL AVP-CP ECO BI A2 447 (Bâtiment BI) Station 7
Postitoimipaikka: Lausanne
Postinumero: 1015
Maaryhmittely (NUTS): Vaud (CH011)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: jerome.butty@epfl.ch
Puhelin: +41216931111
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Hankintamenettelystä lisätietoja antava organisaatio

8.1.  ORG-0002
Virallinen nimi: Tribunal administratif fédéral
Rekisterinumero: BVGER
Postiosoite: Postfach
Postitoimipaikka: St. Gallen
Postinumero: 9023
Maaryhmittely (NUTS): St. Gallen (CH055)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: info@bvger.admin.ch

mailto:jerome.butty@epfl.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
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Puhelin: +41584652626
Internetosoite: https://www.bvger.ch
Tämän organisaation roolit: 
Muutoksenhakuelin

8.1.  ORG-0003
Virallinen nimi: Simap.ch
Rekisterinumero: CH001
Postiosoite: Holzikofenweg 36
Postitoimipaikka: Bern
Postinumero: 3003
Maaryhmittely (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Maa: Sveitsi
Sähköposti: support@simap.ch
Puhelin: +41584646388
Internetosoite: https://www.simap.ch
Tämän organisaation roolit: 
TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: bafbf74a-e5a4-4b63-b048-c044de215176  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 25/09/2026 02:25:58 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: ranska, saksa
Ilmoituksen julkaisunumero: 665827-2026
EUVL S -lehden numero: 187/2026
Julkaisupäivä: 28/09/2026

https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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